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ZESTAWIENIE WKt ADOW

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:

MICHNIOW
DZIALKI NR EW. 297,298,299,300,301,302

INWESTOR:

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWLA 1 6
25-025 KIELCE
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UWAGI:

SZKLANE GABLOTY WYKONANE WG.

DETAL_1 RYS. A-10-02 (WYMIAR GABLOTY DOSTOSOWANY DO WYMIARU
OTWORU W BRYLE)

PODSWIETLONE GRAFIKI NA FOLI WYKONANE WG.

DETAL_1 RYS. A-10-03 (WYMIAR DOSTOSOWAC DO WIELKOSCI FOTOGRAFII)
WPUSZCZONE MONITORY LCD WYKONANE WG.
DETAL_2 RYS. A-10-03 (WYMIAR STALY)

OTWORY REWIZYJNE WYKONANE WG.

DETAL_3 RYS. A-10-03

SZCZELINA DO OGRANICZONEGO WGLADU WYKONANE WG.
DETAL_4 RYS. A-10-03

DRUK SOLWENTOWY NA PCY WYKONANE WG.

DETAL_5 RYS. A-10-03

GENERALNY PROJEKTANT:

NIZIO DESIGN INTERNATIONAL

NIZIO DESIGN INTERNATIONAL

MIROSLAW NIZIO

UL. INZYNIERSKA 3/ 4

03-410 WARSZAWA
AUTOR:: PODPIS:
arch. MIROSLAW NIZIO
PROJEKTANT::

arch. BARTLOMIEJ TERLIKOWSKI MA/085/04

SPRAWDZAJACY:

arch. RAFAL SIERACZYNSKI WA 027-04

OPRACOWANIE::

arch. tUKASZ BONIEWSKI, arch. ANNA DERACH,

arch. AGATA KOLWAS, arch. SEBASTIAN KUCHARUK,

MERYTORYCZNYCH
FONSON%,Q elementu]  salaB k4
nazwa materiafu PICTO008
technologia druk solwentowy
PCV
FON:QON%,@ elementu]  salaB k4
nazwa materiafu OPIS
technologia druk solwentowy
pCv
3 [oznaczenie elementu] salaB_k4
nazwa BQQ,QE film” Sprawiedliwi”
technologia monitar LCD +
odsfuch
[4[oznaczenie elementu]  salaB_k4
nazwa materiafu PICT00078
technologia druk solwentowy
PCV
[5[oznaczenie elementu]  salaB_k4
nazwa materiafu opis
technologia druk solwentowy
na foli

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA I/B/01

SKALA: DATA.
1:50  31-07-2009
TEMAT: w BRANZA: GRUPA: W NR RYS.: w REWIZJA:
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